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Abstract (en)
The method involves providing three microphone signals (x-1(k),x-2(k),x-3(k)). An adaptive filtering of the former and the latter microphone signals
is provided regarding a direction, where a direction-determining parameter is adapted such that the sum of interfering powers is reduced. Another
adaptive filtering of the latter and third microphone signal is provided regarding the direction, where a direction-determining another parameter is
adapted such that the sum of interfering powers is reduced. The former parameter is independent of the latter parameter. An independent claim is
also included for an acoustic system with a directional microphone.

Abstract (de)
Die Wirkung eines Richtmikrophons in realen akustischen Umgebungen soll verbessert werden. Hierzu ist vorgesehen, die Stérleistungen bei
einem Richtmikrophon mit drei Mikrophonen dadurch zu reduzieren, dass ein erstes und zweites Mikrophonsignal (x 1 (k), x 2 (k)) hinsichtlich
einer ersten Richtung adaptiv gefiltert werden, wobei ein richtungsbestimmender erster Parameter (a+") derart adaptiert wird, dass die Summe
von Storleistungen reduziert wird. Das zweite und ein drittes Mikrophonsignal (x 2 (k) und x 3 (k)) werden hinsichtlich der ersten Richtung adaptiv
gefiltert, wobei ein richtungsbestimmender zweiter Parameter (a-") derart adaptiert wird, dass die Summe von Stérleistungen reduziert ist. Die beiden
Parameter (a+’, a-") sind voneinander verschieden. Damit ist es mdglich, auch in realen Umgebungen zwei Stérquellen aus unterschiedlichen
Richtungen mit einem Richtmikrophon zweiter Ordnung unterdriicken zu kénnen.
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